


Resumé
  Ce travail rentre dans le cadre de l'interaction cluster-matière. Nous avons étudié le rendement de sputtering de surfaces métalliques. Nous nous somme intéressé, en premier lieu, à la modélisation du rendement de sputtering métallique sous l'impact d'ions atomiques. Ce qui nous a conduit à introduire une correction au modèle d'évaporation de Thermal Spike (T.S.) [1]. L'introduction de cette correction a permis de bien reproduire différents rendements expérimentaux de sputtering sous l'impact d'ions métalliques, en considérant le rendement total comme formé de deux composantes correspondantes à l'émission directe ou linéaire due aux cascades collisionnelles [2,3] et à l'évaporation du  TS corrigé. Nous avons étendu l'application de ce résultat aux rendements d'une surface d'Or sous l'impact d'ions agrégats Au+n (n=2,5) [4]. Pour cela nous avons établis une méthode semi analytique sous forme de simulation par Monte Carlo, dans la quelle nous avons considéré des probabilités de contribution au rendement total de sputtering, de l'agrégat en tant que entité entière, ainsi que des fragments atomiques entrant dans la cible avec des énergies et des angles différents. Notre simulation a donnée des résultats percutants en reproduisant les données expérimentales.



